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Abstract (de)
Dichtungsbehandlung einer porösen Oxidschicht auf einem Leichtmetallwerkstück, bei welchem im Unterdruck Verunreinigungen, insbesondere
Flüssigkeiten und/oder Gase, aus den Poren des Werkstücks entfernt werden, das Werkstück in eine wässrige Lösung einer geladenen, monomeren
Dichtungssubstanz eingebracht wird, an das Werkstück eine Spannung angelegt wird, mittels welcher die Dichtungssubstanz in die Poren des
Werkstücks verlagert wird und die Dichtungssubstanz in den Poren elektrochemisch einer Säure-Base-Reaktion unterzogen wird.
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